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Il lavoro di tesi ha riguardato lo sviluppo, la caratterizzazione e la realizzazione di test atti a simulare la messa in servizio di rivestimenti sottili realizzati con tecnica Physical Vapor Deposition (PVD) per lo stampaggio dell’alluminio. Nello specifico sono stati realizzati tre diversi rivestimenti con tecnica lateral rotate arc cathode (LARC®) PVD: nitruro di zircono (ZrN), nitruro di cromo (CrN) e un mutilstrato di nitruro di cromo alluminio silicio (CrAlSiN) e due rivestimenti con tecnica  Reactive Magnetron Sputtering PVD: nitruro di cromo alluminio (CrAlN) e nitruro di titanio (TiAlN).
La morfologia dei rivestimenti è stata analizzata attraverso l’utilizzo di microscopia elettronica a scansione (SEM) e miscoscopia a scansione si sonda (SPM), la composizione chimica è stata studiata con spettroscopia spettroscopia EDS (Energy Dispersive X-ray), mentre le proprietà meccaniche dei rivestimenti sono state analizzate con nanoindentazione e prove di adesione. Inoltre è stata realizzata un’analisi statistica sulla presenza di difetti nei rivestimenti. Per finire i rivestimenti sono stati sottoposti a un test di fatica termica che simula le condizioni operative dello stampaggio dell’alluminio, con cicliche immersione in un bagno di alluminio fuso e in un bagno termostato di acqua e liquido distaccante per un totale di 15.000 cicli.
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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